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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制作方法、液晶显示面板，该阵列基板
的制作方法包括：在基板上制作第一金属层；采用第一张光罩对第一金
属层进行刻蚀工艺以形成栅极；在第一金属层上依次制作栅极绝缘层、
有源层和第二金属层；采用第二张光罩对第二金属层和有源层进行刻蚀
工艺以形成源极、漏极和像素电极。通过上述方式，本发明能够在阵列
基板的制作制程中只需要两道光罩，提高了生产效率，降低了产品生产
的成本。
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